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Introducao

A Célula de Hull é uma unidade miniaturizada de
um sistema de eletrodeposicao industrial, projetada
para produzir depdsitos que registram as
caracteristicas da eletrodeposicdo em todas as
densidades de corrente no &mbito da escala de
operacdo’. A sua utilizacdo e avaliagdo é
normatizada pela Norma DIN 509577,

O estudo apresenta a utilizacdo da Célula de Hull
como ferramenta de avaliacdo de duas amostras de
eletrélitos industriais e das camadas de niquel
obtidas a partir dos mesmos.

Resultados e Discussao

Os ensaios foram realizados utilizando-se
eletrolito de niquel tipo Watts proveniente de uma
inddstria galvanica e as amostras foram depositadas
sobre catodo de latdo polido previamente limpo com
solucéo desengraxante e decapante e
posteriormente realizada a avaliagdo visual e a
caracterizagdo morfolégica em MEV.

A figura 1 abaixo apresenta o esquema da Célula
de Hull utilizada.

Figura 1. Diagrama da Célula de Hull".
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A Figura 2 a seguir apresenta as caracterizacfes
das amostras, sendo que a avaliacdo visual dos
corpos-de-prova permitiu as corre¢des do eletrélito,
como acerto do pH, temperatura e adicdo de aditivo
organico para melhoramento da uniformidade da
camada. Visualmente o que se detectou foi uma
regido de formacéao irregular da camada de niquel
na zona de alta densidade de corrente, na amostra
1, a) e b) na Fig 2, esta amostra apresentava-se
numa temperatura de 40C, abaixo do indicado para
0 processo industrial. J& a amostra 2 apresentou
uma mancha escura nas regides de média e baixa
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densidades de corrente, fato relacionado com o pH
elevado e deficiéncia de aditivos no eletrélito.
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Figura 2. MEV das amostras, a) amostra 1 temperatura de 40C,
b) amostra 1 tamanho dos gréos irregulares de niquel, c) d)
amostra 2 pH elevado, 5,9 e) amostra 1 apés corregées e f)
amostra 2 ap0s corregoes.

Conclusoes

Através da utilizacdo da técnica de
eletrodeposicdo em Célula de Hull foi possivel
minimizar os defeitos ocasionados por problemas do
eletrélito e também fazer a correcdo do aditivo
presente no mesmo, mostrando-se este método
uma ferramenta eficaz para auxiliar as empresas na
resolucao e prevencdo de problemas envolvendo
eletrodeposicéo.
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